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Rady Wydzialu Chemicznego Politechniki Warszawskiej

z dnia 2 lipca 2019 r.

W sprawie opiniowania wniosku o nadanie tytulu profesora nauk §cislych
i przyrodniczych

Na podstawie art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzajace ustawe —
Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669), w zwiazku z art. 27. ust.
1 oraz ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach 1 tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789) oraz Komunikatem
Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytuléw z dnia 13.05.2019 roku w sprawie nadawania stopni
albo tytuhu po dniu 30 kwietnia 2019 r., uchwala sig, co nastepuje:

§1

Rada Wydzialu Chemicznego Politechniki Warszawskiej pozytywnie opiniuje wniosek o
nadanie dr. hab. inz. Michalowi Chudemu tytulu profesora nauk scistych i przyrodniczych.

§2

Uchwala staje si¢ prawomocna z chwilg jej podjecia.
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